Marszatek
Woiewodztwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

-

L . )
DOS-IIIWQ%ZE?S%?XO&S?&!‘HMGEWMA Opolsiisgo Opole, dnia OZT' wrzesnia 2017 r.

DECYZIA

Na podstawie art. 183, art. 192, art. 202, art. 211, art. 224 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z p6zniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), po
rozpatrzeniu wniosku Fluorochemika Poland Sp. z 0.0. w Tarnowie, przestanego pismem bez numeru
212.04.2017 r. (wptyw do UMWO - 13.04.2017 r.), ozmiane pozwolenia zintegrowanego nr
D0S.7222.17.2011.Tt z 26.08.2011 r. (ze zmianami), udzielonego przez Marszatka Wojewddztwa
Opolskiego dla instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw chemicznych, produktéw
chemii organicznej i nieorganicznej, zlokalizowanych na terenie Oddziatu w Kedzierzynie-KoZlu przy
ul. Energetykow 9

orzekam

I. Zmieni¢ decyzje Marszatka Wojewddztwa Opolskiego nr D0S.7222.17.2011.Tt z 26.08.2011 r.,
zmieniong decyzjami Marszatka Wojewédztwa Opolskiego nr D0S.7222.57.2011.Tt
223.12.2011r. i nr DO0S.7222.110.2014.HM z 6.03.2015r. (ze sprostowaniami
w postanowieniach Marszatka Wojewédztwa Opolskiego nr D0$.7222.57.2011.Tt
223.12.2011r., nr DOS-11.7222.47.2016.BG z 25.10.2016r., nr DOS$-111.7222.48.2016.BG
z25.10.2016 r.) udzielajacg Fluorochemice Poland Sp. z o0.0. w Tarnowie pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw chemicznych,
produktow chemii organicznej i nieorganicznej, zlokalizowanych na terenie Oddziatu
w Kedzierzynie-Kozlu przy ul. Energetykéw 9, w nastepujacy sposéb:

1. w orzeczeniu decyzji tres¢ o brzmieniu:

»udzieli¢ przedsiebiorstwu Fluorochemika Poland Sp. z 0. 0. w Tarnowie, pozwolenia zintegrowanego
dla instalacji do wytwarzania przy zastosowaniu proceséw chemicznych produktéw chemii
organicznej i nieorganicznej (instalacji IPPC), tj. instalacji:

1. do produkcji powierzchniowoczynnych zwigzkdw chloro-sulfonowych — Avitone ®

2. do produkgji fluorku sulfurylu

3. do produkcji w procesach elektrofluorowania trifluorometylopentafluorku siarki, bezwodnika
i kwasu trifluorometanosulfonowego

4. do produkcji chlorowcopochodnych zwigzkéw organicznych - dibromoheksafluoropropanu,
tetrabromofluoresceiny, 5-bromopirymidyny

5. do produkcji chlorowcopochodnych zwigzkéw organicznych - perfluoroheksanu,
perfluorodimetylocyklobutanu (Dimer HFP), trifluoropirogronianu etylu.

oraz dla instalacji pozostatej do produkcji wielosktadnikowych preparatéw myjgcych - Decrust™

zlokalizowanych na terenie Spétki w Kedzierzynie-Kozlu przy ul. Energetykdw 9, na warunkach
okreslonych w niniejszej decyzji.”

otrzymuje brzmienie:



,udzieli¢ przedsiebiorstwu Fluorochemika Poland Sp. z 0. 0. w Tarnowie, pozwolenia zintegrowanego
dla instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesdw chemicznych, produktéw chemii
organicznej, tj. instalacji:

1. do produkcji powierzchniowo czynnych zwigzkéw chlorosulfonowych — Avitone ©,

2. do produkcji, w procesach elektrofluorowania, trifluorometylopentafluorku siarki,
bezwodnika kwasu trifluorometanosulfonowego i kwasu trifluorometanosulfonowego,

3. do produkcji chlorowcopochodnych zwigzkéw organicznych - dibromoheksafluoropropanu,
tetrabromofluoresceiny, 5-bromopirymidyny,

4. do produkcji chlorowcopochodnych zwigzkéw organicznych - perfluoroheksanu,
perfluorodimetylocyklobutanu (Dimer HFP), trifluoropirogronianu etylu,

zlokalizowanych na terenie Oddziatu w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Energetykdéw 9, na warunkach
okreslonych w niniejszej decyzji.”

2. Tres¢ zawarta w punkcie 1. pozwolenia pn. ,Rodzaj prowadzonej dziatalnosci oraz parametry
instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom”, otrzymuje nowe
brzmienie:

. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci oraz parametry instalacji istotne zpunktu widzenia
przeciwdziatania zanieczyszczeniom
I.1. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci

Podstawowg dziatalnoscig Fluorochemiki Poland Sp. z o0.0. zsiedzibg w Tarnowie jest produkcja
wyrobow chemicznych w instalacjach zlokalizowanych na terenie Oddziatu w Kedzierzynie-Kozlu przy
ul. Energetykow 9, na dziatkach nr 602/547 i 602/548, do ktérych Spétka posiada tytut prawny.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9930414686
Numer REGON: 852752281

Do instalacji wymagajgcych pozwolenia zintegrowanego nalezg instalacje wymienione w tabeli 1.

Tabela 1
laci . > R
Lp. Insta ac.:je \.Nymagajace Kizwa handlowa produkta Zdolnos¢ produkcyjna
pozwolenia zintegrowanego [Mg/rok]
1 2 3 4
1. Instalacja do produkcji Avitone ® 150,0
powierzchniowo czynnych
zwigzkdéw chlorosulfonowych
2. Instalacja do proceséw trifluorometylopentafluorek siarki 5,0
elektrofluorowania bezwodnik kwasu 10,0
trifluorometanosulfonowego
kwas trifluorometanosulfonowy 10,0
3. Instalacja do produkcji dibromoheksafluoropropan, 30,0
chlorowcopochodnych -
L . tetrabromofluoresceina 10,0
zwigzkdéw organicznych
5-bromopirymidyna 20,0
4. Instalacja do produkgji perfluoroheksan 20,0




chlorowcopochodnych perfluorodimetylocyklobutan 10,0
zwigzkdéw organicznych (Dimer HFP)
trifluoropirogronian etylu 10,0

1.2. Parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom

Fluorochemika Poland Sp. z 0.0. prowadzi produkcje podstawowych produktéw lub pétproduktéw
chemii organicznej przy zastosowaniu proceséw chemicznych (hydrolizy, syntezy, destylacji,
absorpcji, dehydrataciji, utleniania) i elektrochemicznych.

Produkowane s3:

- powierzchniowo czynny zwigzek chlorosulfonowy - Avitone®,
- trifluorometylopentafluorek siarki,

- bezwodnik kwasu trifluorometanosulfonowego,

- kwas trifluorometanosulfonowy,

- dibromoheksafluoropropan,

- tetrabromofluoresceina,

- 5- bromopirymidyna,

- perfluoroheksan,

- perfluorodimetylocyklobutan,

- trifluoropirogronian etylu.

1.2.1. Instalacja do produkcji powierzchniowo czynnych zwigzkéw chlorosulfonowych —inst. 1

W sktad instalacji do produkcji powierzchniowo czynnych zwigzkéw chlorosulfonowych wchodza
nastepujgce wezly technologiczne:

— wezet dozowania surowcow,

— wezet chlorosulfonowania,

— wezet hydrolizy i standaryzacji,

— wezet absorpcji odgazéw i neutralizacji.

Podstawowe urzadzenia:
— reaktor hydrolizy i standaryzacji,
— reaktor do chlorosulfonowania,
— zbiorniki stokazowe surowcéw,
— zbiorniki naporowe surowcow, z tworzywa sztucznego,
— pompy,
— waga do zatadunku produktu, pomosty wagowe do dozowania surowcow,
— komora grzewcza do przygotowania surowcow,
— uktad absorpcji odgazéw w roztworze tugu sodowego — zbiornik z kolumng i inzektorami.

1.2.2. Instalacja do proceséw elektrofluorowania — inst. 2

Podstawowe urzadzenia wchodzgce w sktad instalacji do proceséw elektrofluorowania:
— system elektrolizeréw (zbiornikéw zaopatrzonych w pakiet elektrod) z uktadami zasilania,
— ukfad absorpcji odgazéw w roztworze tugu potasowego,
— osuszki gazoéw procesowych,



uktad sprezania i rozdziatu gazéw,
uktad odbieralnikow,
uktad do destylacji (kolumna destylacyjna z kubem, wypetnieniem i chtodnicg).

1.2.3. Instalacja do produkcji chlorowcopochodnych zwigzkéw organicznych — inst. 3

Podstawowe urzadzenia wchodzace w skfad instalacji do produkcji chlorowcopochodnych zwigzkéw
organicznych (inst. 3)*:

reaktory wyposazone w mieszadto, termopare, ptaszcz grzewczo-chtodzacy: R-1, R-2, R-3,
uktad do destylacji,

instalacja szklana: trzy kolumny szklane z chtodnicami,

reaktor emaliowany R-4,

uktad absorpcji odgazéw w roztworze siarczynu sodu,

pompy.

1.2.4. Instalacja do produkcji chlorowcopochodnych zwigzkéw organicznych — inst. 4

Podstawowe urzadzenia wchodzgce w sktad instalacji do produkcji chlorowcopochodnych zwigzkéw
organicznych (inst. 4)*:

reaktory wyposazone w mieszadto, termopare, ptaszcz grzewczo-chtodzacy: R-1, R-2, R-3,
uktad do destylacji,

absorber z weglem aktywnym,

uktad absorpcji odgazéw w wodorotlenku potasu,

ptuczka z metanolem,

pompy.

* _ czes¢ urzqdzen jest wspdlna dla proceséw produkcji przyporzqdkowanych do instalacji nr 3 i do instalacji nr 4.”

3. Punkt Il. pozwolenia otrzymuje nowe brzmienie:

»l. Rodzaj i ilo$é surowcéw, materiatéw, energii i wody wykorzystywanych na potrzeby instalacji
wymagajacych pozwolenia zintegrowanego

1I.1. Rodzaj i ilo$¢ wykorzystywanych surowcow, materiatéw i energii

Tabela 2

Lp. Rodzaj surowca, materiatu, energii Jednostka llos¢

1. 2 3
1. Brom Mg/rok 40,0
2. Heksafluoropropylen Mg/rok 32,0
3. Fluoresceina Mg/rok 10,0
4, Katalizator Mg/rok 2,0
5. Metanol Mg/rok 16,0
6. Glikol etylenowy Mg/rok 6,0
7: Wodorotlenek sodu Mg/rok 8,4
8. Gazowy chlorowodor Mg/rok 7,5
9. Dichlorobenzen Mg/rok 3,0
10. Chlor Mg/rok 25,0
11. | Pirymidyna Mg/rok 13,0




12. Siarczyn sodu Mg/rok 5,0
13. Disiarczek wegla Mg/rok 0,6
14. Disiarczek dimetylu Mg/rok 2,0
15. Fluorowodér bezwodny Mg/rok 30,4
16. Wodorotlenek potasu Mg/rok 27,0
17. Chlorek wapnia Mg/rok 13,0
18. Sulfochlorek metylu Mg/rok 56,0
19. Fluorek sodu Mg/rok 19,6
20. Kwas siarkowy stez. Mg/rok 11,8
21. Pieciotlenek fosforu Mg/rok 13,5
22. Perfluoroheksan zanieczyszczony Mg/rok 20,0
23. Metanolan sodu Mg/rok 5,0
24. | Tlenek heksafluoropropylenu Mg/rok 15,0
25. | Absorbenty np. Purasorb Mg/rok 30,0
26. Etanol bezwodny Mg/rok 15,0
27. Katalizator fluorowy Mg/rok 1,0
28. Oleum Mg/rok 9,0
29. Krzemionka Mg/rok 1,0
30. |Suchyldd (CO2) Mg/rok 10,0
31. Dwutlenek siarki Mg/rok 50,0
32. | Wosk parafinowy Mg/rok 65,0
33. Wazelina Mg/rok 12,0
34. Boraks Mg/rok 2,0
35. Kwasek cytrynowy Mg/rok 0,5
36. Dwuchlorodwumetylohydantoina Mg/rok 0,4
37. Kwas solny Mg/rok 1,5
38. Roztwor wodny wodorotlenku sodu Mg/rok 350,0
39. Perhydrol Mg/rok 5,0
40. Zuzycie energii elektrycznej MWh/rok 495
41. Zuzycie energii cieplnej GJ/rok 27500
42. | Zuzycie azotu m3/rok 109000
43, Zuzycie powietrza sprezonego m3/rok 565000

11.2. llos$¢ wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji wymagajacych pozwolenia zintegrowanego

Potrzeby wodne wynikajagce z eksploatacji

instalacji

zewnetrznego na podstawie umowy cywilno-prawne;j.

bedg zaspokajane poprzez dostawce

Tabela 3
Zuzycie wody [m3/rok]
Lp. Rodzaj instalacji Nazwa handlowa produktu . . . . | zdeminerali-
sanitarnej | obiegowej R
zowanej
1 2 3 4 5 6
Instalacja do produkgji
1. | powierzchniowo czynnych Avitone 256 30000 84
zwigzkéw chlorosulfonowych
. . trifluorometylopentafluorek siarki 20 1000 -
Instalacja do produkcji przy -
. . bezwodnik kwasu
2. | zastosowaniu procesow : 30 2000 36
: trifluorometanosulfonowego
elektrofluorowania -
kwas trifluorometano-sulfonowy 30 3000 20
dibromoheksafluoropropan - -
Instalacja do produkcji chlorowco - PrEap 15000
3. | pochodnych zwigzkéw tetrabromofluoresceina 150 10000 -
organicznych 5-bromopirymidyna - 5000 -




Instalacja do produkcji chlorowco -
4. | pochodnych zwigzkéw
organicznych

perfluoroheksan - 10000 20
perfluorodimetylocyklobutan )

(Dimer HFP) 5000
trifluoropirogronian etylu 150 10000 90

4. Punkt lll.1 pozwolenia otrzymuje nowe brzmienie:

»IIl.1. Emisja zanieczyszczen do powietrza

n

I1.1.1. Zrédta powstawania i miejsca wprowadzania gazéw do powietrza, ich charakterystyka, czas
eksploatacji Zrodet emisji oraz urzadzenia ograniczajgce emisje substancji do powietrza:

Tabela 4
Urzadzenia Crandsisye o
Lp. e Zrédto emisji, nazwa obiektu ochrony i heploatady
emitora powietrza H D T h
[m] [m] K [godz]
1 2 3 4 5 6 7 8
Produkcja Avitone —instalacja nr 1 - Kolumna
1 E1 do produkgji powi.erzc’hniowo absorpcyjnfl 0 135 05 303 1742
czynnych zwigzkdw skutecznosci
chlorosulfonowych 95%
Produkcja Kolumna
trifluorometylopentafluorku siarki— | absorpcyjnao 3000
instalacja nr 2 — do proceséw skutecznosci
elektrofluorowania 95%
Produkcja
dibromoheksafluoropropanu —
instalacja nr 3 — do produkgji 2600
chlorowcopochodnych zwigzkéw
2. | E3* organicznych 9,5 0,5 303
Produkcja tetrabromofluoresceiny Kolumna
—instalacja nr 3 — do produkgji absorpcyjn;;g
chlorowcopochodnych zwigzkéw skuteczonosa 20
organicznych 9%
Produkcja 5-bromopirymidyny
—instalacja nr 3 — do produkgji
o iy 2600
chlorowcopochodnych zwigzkéw
organicznych

Objasnienie:

[*]1 - emitor wspdlny dla instalacji nr 2, nr 3 i nr 4 (z instalacji nr 2 - w procesie produkcji kwasu i bezwodnika
kwasu trifluorometanosulfonowego oraz z instalacji nr 4 nie s3 emitowane substancje, dla ktérych — wg
obowigzujacych przepiséw - wymagane jest okreslenie dopuszczalnych warunkéw emisji).




111.1.2. Wielko$¢ dopuszczalnej emisji substancji do powietrza w warunkach normalnego
funkcjonowania instalacji:

Tabela 5
Emisja dopuszczalna
Kod . -~ Nazwa
Lp. . Nazwa Zrddta emisji .. " oz
emitora .. substancji zemitora | ze irédta roczna
substanciji
[kg/h] [kg/h] [Mg/rok]
1 2 3 4 5 6 7
dwutlenek
Produkcja Avitone — il 0,865327 |0,865327 |1,5074
1 E1 instalacja nr 1 - do produkgji
powierzchniowo czynnych zwigzkéw chlor 0,289667 | 0,289667 0,5046
chlorosulfonowych chlorowodér | 0,231745 |0,231745 | 0,4037
Produkcja
trifluorometylopentafluorku siarki — | ¢\ o4sr 1002015 |0,02015 | 0,1612
instalacja nr 2 — do procesow
elektrofluorowania
Produkcja
dibromoheksafluoropropanu —
instalacja nr 3 — do produkgiji brom 0,034577 |0,034577 0,0899
chlorowcopochodnych zwigzkow
organicznych
2, | E3*
Produkcja tetrabromofluoresceiny — | metanol 1,892154 |1,892154 4,9196
instalacja nr 3 — do produkciji
chlorowcopochodnych zwigzkow
organicznych brom 0,034577 |(0,034577 0,0899
Produkcja 5-bromopirymidyny — | brom 0,034577 |0,034577 0,041492
instalacja nr 3 —do produkdji T\ o4sr 0363885 | 0,363885 | 0,43662
chlorowcopochodnych zwigzkéw
organicznych dichlorobenzen | 0,112808 |0,112808 0,13537
Objasnienie:

[*] = emitor wspdlny dla instalacji nr 2, nr 3 i nr 4 (z instalacji nr 2 - w procesie produkcji kwasu i bezwodnika
kwasu trifluorometanosulfonowego oraz z instalacji nr 4 nie sg emitowane substancje, dla ktérych — wg
obowigzujacych przepiséw - wymagane jest okreslenie dopuszczalnych warunkéw emisji).”

5. Punkt lll.2. pn. ,Emisja odpadéw” otrzymuje nowe brzmienie:

»111.2. Emisja odpadéw

111.2.1. Rodzaje i ilosci przewidywanych do wytworzenia odpadéw wraz z okresleniem miejsca ich
magazynowania i sposobu ich zagospodarowania



Tabela 6

Kod llos¢ Miejsce i sposéb Sposob
L.p. odpadu Rodzaj odpadu odpadéw magazynowania odpadéw przetwarzania
[Mg/rok] odpadow
1 2 3 4 5 6
Odpady wytwarzane w instalacji nr 1 — do produkcji powierzchniowo czynnych zwigzkéw chlorosulfonowych —
produkcja Avitone
Odpady niebezpieczne
1. 1502 02* | Sorbenty, materiaty filtracyjne 0,6 Odpad magazynowany w Unieszkodliwianie
(w tym filtry olejowe nieujete odpowiednio oznakowanych
w innych grupach), tkaniny do beczkach magazynowych, pod
wycierania (np. szmaty, zadaszong, zamykang wiatg,
Scierki) i ubrania ochronne na wybetonowanym podtozu.
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
2. 16 03 05* | Organiczne odpady 10,0 Odpad magazynowany w Unieszkodliwianie
zawierajgce substancje odpowiednio oznakowanych
niebezpieczne beczkach magazynowych, pod
zadaszong, zamykang wiata,
na wybetonowanym podtozu.
Odpady inne niz niebezpieczne
3. 150106 Zmieszane odpady 0,8 Odpady magazynowane sg na | Odzysk
opakowaniowe paletach, pod zadaszona,
zamykang wiatg, na
wybetonowanym podtozu.
Odpady wytwarzane w instalacji nr 2 — do produkgji przy zastosowaniu proceséw elektrofluorowania (produkcja
trifluorometylopentafluorku siarki, bezwodnika kwasu trifluorometanosulfonowego, kwasu
trifluorometanosulfonowego)
Odpady niebezpieczne
4. 07 01 07* | Pozostatosci podestylacyjne i 50,0 Odpady magazynowane s3w | Unieszkodliwianie
poreakcyjne zawierajace odpowiednio oznakowanych
zwigzki chlorowcéw beczkach magazynowych, pod
zadaszong, zamykang wiatg,
na wybetonowanym podtozu
5. 1501 11* | Opakowania z metali 1,0 Odpad magazynowany luzem, | odzysk
zawierajgce niebezpieczne na palecie, w wyznaczonym
porowate elementy miejscu pod wiatg
wzmocnienia konstrukcyjnego
(np. azbest), wiagcznie z
pustymi pojemnikami
cisnieniowymi
6. 1502 02* | Sorbenty, materiaty filtracyjne 0,2 Odpad magazynowany w Unieszkodliwianie
(w tym filtry olejowe nieujete odpowiednio oznakowanych
w innych grupach), tkaniny do beczkach magazynowych, pod
wycierania (np. szmaty, zadaszong, zamykang wiatg,
Scierki) i ubrania ochronne na wybetonowanym podtozu.
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
7. 16 03 05* | Organiczne odpady 2,0 Odpady magazynowane s3w | Unieszkodliwianie
zawierajgce substancje odpowiednio oznakowanych
niebezpieczne beczkach magazynowych, pod
zadaszong, zamykang wiata,
na wybetonowanym podtozu




Odpady wytwarzane w instalacji nr 3 — do produkcji chlorowcopochodnych zwigzkéw organicznych - produkcja
tetrabromofluoresceiny, 5-bromopirymidyny i dibromoheksafluoropropanu

Odpady niebezpieczne

8. 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki 18,0 Odpady magazynowane w Unieszkodliwianie
organiczne, roztwory z odpowiednio oznakowanych
przemywania i ciecze beczkach magazynowych, w
macierzyste wydzielonym boksie pod
zadaszong, zamykang wiatg,
na wybetonowanym podtozu
9. 1502 02* | Sorbenty, materiaty filtracyjne 0,6 Odpad magazynowany w Unieszkodliwianie
(w tym filtry olejowe nieujete odpowiednio oznakowanych
w innych grupach), tkaniny do beczkach magazynowych, pod
wycierania (np. szmaty, zadaszong, zamykang wiatg,
Scierki) i ubrania ochronne na wybetonowanym podtozu.
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
10. 16 03 05* | Organiczne odpady 1,0 Odpad magazynowany w Unieszkodliwianie
zawierajgce substancje odpowiednio oznakowanych
niebezpieczne beczkach magazynowych, pod
zadaszong, zamykang wiatg,
na wybetonowanym podtozu.
Odpady inne niz niebezpieczne
11. 150103 Opakowania z drewna 10,0 Odpady magazynowane sg na | Odzysk
palecie, w wyznaczonym
miejscu, pod wiata.
12. 150107 Opakowania ze szkta 4,0 Odpady magazynowane sgw | Odzysk
beczce o pojemnosci 200
litréw, w wyznaczonym
miejscu.
Odpady wytworzone w instalacji nr 4 — do produkcji chlorowcopochodnych zwigzkéw organicznych — produkcja
perfluoroheksanu, dimeru HFP i trifluoropirogronianu etylu
Odpady niebezpieczne
13. 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki 2,0 Odpady magazynowane w Unieszkodliwianie
organiczne, roztwory z odpowiednio oznakowanych
przemywania i ciecze beczkach magazynowanych, w
macierzyste wydzielonym boksie pod
zadaszong, zamykang wiatg na
wybetonowanym podtozu.
14. 07 0107* | Pozostatosci podestylacyjne i 50,0 Odpad magazynowany w Unieszkodliwianie
poreakcyjne zawierajace odpowiednio oznakowanych
zwigzki chlorowcéw beczkach magazynowych, pod
zadaszong, zamykang wiatg,
na wybetonowanym podtozu.
15. 07 01 08* | Inne pozostatosci 1,0 Odpad magazynowany w Unieszkodliwianie
podestylacyjne i poreakcyjne odpowiednio oznakowanych
beczkach magazynowych, pod
zadaszong, zamykang wiatg,
na wybetonowanym podtozu.
16. 07 01 09* | Zuzyte sorbenty i osady 11,0 Odpad magazynowany w Unieszkodliwianie
pofiltracyjne zawierajace odpowiednio oznakowanych
zwigzki chlorowcow beczkach magazynowych, pod
zadaszong, zamykang wiata,
na wybetonowanym podtozu.
17. 1502 02* | Sorbenty, materiaty filtracyjne 0,6 Odpad magazynowany w Unieszkodliwianie
(w tym filtry olejowe nieujete odpowiednio oznakowanych
w innych grupach), tkaniny do beczkach magazynowych, pod
wycierania (np. szmaty, zadaszong, zamykang wiatg,
Scierki) i ubrania ochronne na wybetonowanym podtozu.
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)




18. 16 03 05* | Organiczne odpady 1,0 Odpad magazynowany w Unieszkodliwianie
zawierajgce substancje odpowiednio oznakowanych
niebezpieczne beczkach magazynowych, pod
zadaszong, zamykang wiata,
na wybetonowanym podtozu.
Odpady wytworzone w instalacjach pozostatych (laboratorium oraz zbiornik Sciekéw)
Odpady niebezpieczne
19. 0701 11* | Osady z zaktadowych 0,5 Odpad magazynowany w Unieszkodliwianie
oczyszczalni Sciekéw, odpowiednio oznakowanych
zawierajgce substancje beczkach magazynowych, pod
niebezpieczne zadaszong, zamykang wiata,
na wybetonowanym podfozu.
20. 1502 02* | Sorbenty, materiaty filtracyjne 0,1 Odpad magazynowany w Unieszkodliwianie
(w tym filtry olejowe nieujete odpowiednio oznakowanych
w innych grupach), tkaniny do beczkach magazynowych, pod
wycierania (np. szmaty, zadaszong, zamykang wiatg,
$cierki) i ubrania ochronne na wybetonowanym podtozu.
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
21. 16 05 07* | Zuzyte nieorganiczne 1,0 Odpad magazynowany w Unieszkodliwianie
chemikalia zawierajace odpowiednio oznakowanych
substancje niebezpieczne (np. beczkach magazynowych, pod
przeterminowane odczynniki zadaszong, zamykang wiatg,
chemiczne) na wybetonowanym podtozu.
22. 16 05 08* | Zuiyte organiczne chemikalia 1,0 Odpad magazynowany w Unieszkodliwianie
zawierajace substancje odpowiednio oznakowanych
niebezpieczne (np. beczkach magazynowych, pod
przeterminowane odczynniki zadaszong, zamykang wiata,
chemiczne) na wybetonowanym podtozu.
Odpady inne niz niebezpieczne
23. 150101 Opakowania z papieru i 0,2 Odpad magazynowany w Odzysk
tektury kontenerze, z opisem , papier i
tektura”, w wyznaczonym
miejscu
24. 1501 06 Zmieszane odpady 0,2 Odpady magazynowane sg na | Odzysk
opakowaniowe paletach, pod zadaszong,
zamykang wiatg, na
wybetonowanym podtozu
25. 150107 Opakowania ze szkfa 0,5 Odpad magazynowany w Odzysk
kontenerze, z opisem ,,szkto”,
W wyznaczonym miejscu
26. 150203 Sorbenty, materiaty filtracyjne, 0,01 Odpad magazynowany w Unieszkodliwianie
tkaniny do wycierania (szmaty, beczce, w wyznaczonym do
$cierki) i ubrania ochronne tego celu miejscu
inne niz wymienione
w 1502 02

11.2.2. Zrédta powstawania, podstawowy sktad chemiczny i wiasciwosci odpadéw

Tabela 7
Lp. Kod odpadu Charakterystyka odpadow
(Zrédto powstawania, wiasciwosci?) i sktad chemiczny odpadéw)
1 2 3

Odpady inne niz niebezpieczne

Odpady wytwarzane w instalacji nr 1 — do produkcji powierzchniowo czynnych zwigzkéw chlorosulfonowych -
produkcja Avitone

1502 02*

Odpadem s3 zanieczyszczone ubrania robocze i rekawice, a takze tkaniny do wycierania oraz
trociny nasgczone substancjami niebezpiecznymi po usuwaniu rozlewéw spowodowanych
awariami urzadzen, przeciekami wezy lub innymi.
Skiad chemiczny: tkaniny bawetniane zanieczyszczone (ok. 70% odpadu) i rekawice nitrylowe
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zanieczyszczone (ok. 30% odpadu).
Wtasciwosci: odpad draznigcy [HP4].

16 03 05* Odpadem sg nieudane, nienaprawialne szarze Avitonu.
Sktad chemiczny: 80% alkilosulfonian sodu, woda i ok. 5% chlorku sodu.
Wtasciwosci: odpad draznigcy [HP4], ktéry ma postac jasnobrgzowej pasty.

150106 Odpadem s3 opakowania po surowcach innych niz niebezpieczne — worki papierowe, worki z
tworzyw sztucznych, kanistry plastikowe.

Sktad chemiczny: papier celulozowy, tektura, polietylen, polipropylen, polichlorek winylu,
politereftalan etylu — w zaleznosci od typu opakowania.

Wiasciwosci: odpad staty

Odpady wytworzone w instalacji nr 2 — do produkcji przy zastosowaniu proceséw elektrofluorowania (produkcja
trifluorometylo-pentafluorku siarki, bezwodnika kwasu trifluorometanosulfonowego, kwasu
trifluorometanosulfonowego)

07 01 07* Odpad stanowig pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne, przedgony i pogony.

Sktad chemiczny: wodny roztwér kwasu fluorowodorowego (15-30%), siarczan potasu (ok. 60
—70%) i fluorek wapnia do ok. 25%.

Wiasciwosci: odpad zracy [HP8].

1502 02* Odpadem sg zanieczyszczone, zniszczone ubrania robocze i rekawice nitrylowe, butylowe,
gumowe; tkaniny bawetniane do wycierania oraz trociny drewniane nasgczone substancjami
niebezpiecznymi po usuwaniu rozlewéw spowodowanych awariami urzadzen, przeciekami
wezy lub innymi.

Sktad chemiczny: ok. 70% tkaniny bawetnianej i ok. 30% butylonitrylu.

Wiasciwosci: draznigcy [HP4].

1501 11* Odpadem s3 puste, zanieczyszczone (uszkodzone) zawory metalowe — ze stali nierdzewnej
albo kwasoodpornej oraz pojemniki cisnieniowe po fluorowodorze.
Sktad chemiczny: odpad zrgcy [HP8].

16 03 05* Odpadami sg nieudane, nienaprawialne szarze produktéw.
Sktad chemiczny: CFsSFs — ok. 40%, kwas i bezwodniki kwasu trifluorometanosulfonowego —
ok. 60%.

Wiasciwosci: odpad ostro toksyczny [HP6].

Odpady powstajgce w instalacji nr 3 - do produkcji chlorowcopochodnych zwigzkéw organicznych — produkcja
tetrabromofluoresceiny, 5-bromopirymidyny i dibromoheksafluoropropanu

07 01 04* Odpadem jest roztwér wodny metanolu z produkcji tetrabromofluoresceiny, zanieczyszczony
produktem.

Sktad chemiczny: do 10% metanolu i woda.

Wtasciwosci: odpad ciekly o lekko rézowej barwie, tatwopalny [HP3], dziatajgcy toksycznie na
narzady docelowe (STOT) lub zagrozenie [HP5], ostro toksyczny [HP6].

1502 02* Odpadem sg zanieczyszczone, zniszczone ubrania robocze i rekawice, nitrylowe, butylowe, z
gumy; tkaniny bawetniane do wycierania oraz trociny drewniane nasgczone substancjami
niebezpiecznymi po usuwaniu rozlewéw spowodowanych awariami urzadzer, przeciekami
wezy oraz zuzyte pochtaniacze do masek przeciwgazowych.

Sktad chemiczny: celuloza, tworzywa sztuczne, guma, bawetna, widkno poliestrowe z
pozostatoscig olejéw oraz substancji niebezpiecznych.

Wiasdciwosci: odpad staty o charakterystycznym zapachu, draznigcy [HP4] oraz zawierajgcy
sktadniki okre$lone w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach.

10.

16 03 05* Odpadami sg nieudane, nienaprawialne szarze produktow.

Sktad chemiczny: dibromohesafluoropropan w ilosci duzo nizszej niz wymagana specyfikacja
(98%), 5-bromopirymidyna ponizej specyfikacji (98%).

Wrtasciwosci: odpad draznigcy [HP4], dziatajacy toksycznie na narzady docelowe (STOT) lub
zagrozenie [HP5], ostro toksyczny [HP6].

11.

150103 Odpadem s3g skrzynki drewniane, chronigce butelki z bromem przed uszkodzeniami
mechanicznymi z zewnatrz.

Sktad chemiczny: celuloza.

Wiasciwosci: odpad staly, nie posiadajacy wiasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3 do
ustawy o odpadach oraz nie zawierajgcy sktadnikéw okreslonych w zataczniku nr 4 do ustawy
o odpadach.

12. 150107 Odpadem sg opakowania szklane (czysta sttuczka szklana).

Sktad chemiczny: piasek kwarcowy.

Wtasdciwosci: odpad staty, bezwonny, niepalny, nie posiadajacy wiasciwosci okreslonych
w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach oraz nie zawierajgcy sktadnikéw okreslonych
w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach.
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Odpady wytwarzane w instalacji nr 4 — do produkcji chlorowcopochodnych zwigzkéw organicznych — produkcja

perfluoroheksanu, dimeru HFP i trifluoropirogronianu etylu

13. 07 01 04* Odpadem jest metanol zanieczyszczony per fluorowanymi butenami z produkcji dimeru HFP
oraz metanolowy roztwdr jodku sodu z produkcji perfluoroheksanu.

Wiasciwosci: odpad tatwopalny [HP3], dziatajgcy toksycznie na narzady docelowe (STOT) lub
zagrozenie [HP5], ostro toksyczny [HP6].

14. 07 0107* Odpadem s3 pogony i przedgony po destylacji timer i tetramer heksafluoropropanu.
Witasciwosci: odpad draznigcy [HP4].

15. 07 01 08* Odpadem s3 fluorowane oleje o dtugich taricuchach alkilowych z procesu produkcji dimeru
HFP 100%.

Witasciwosci: odpad draznigcy [HP4].

16. 07 01 09* Odpadem jest wegiel aktywny zanieczyszczony chlorowcami z absorberéw z procesu produkcji
perfluoroheksanu.

Witasciwosci: odpad draznigcy [HP4].

17; 1502 02* Odpadem s3 zanieczyszczone ubrania robocze i rekawice nitrylowe, butylowe, tkaniny
bawetniane do wycierania oraz trociny z drewna nasgczone substancjami niebezpiecznymi po
usuwaniu rozlewéw spowodowanych awariami urzadzen, przeciekami wezy oraz zuiyte
pochtaniacze z masek przeciwgazowych.

Sktad chemiczny: bawetna (ok. 70%) , nitrylo-butyl (ok. 30%).
18. 16 03 05* Odpadem s3 nieudane, nienaprawialne szarze produktéw.
Sktad chemiczny: perfluoroheksan, dimer HFP, trifluoropirogronian etylu oraz inne
nieprzereagowane surowce.
Wiasciwosci: odpad tatwopalny [HP3], ostro toksyczny [HP6].
Odpady wytwarzane w instalacjach pozostatych (laboratorium oraz zbiornik sciekéw)
19. 0701 11* Odpadem jest osad z oczyszczania zbiornika usredniania Sciekéw.
Sktad chemiczny: siarczan i chlorek sodu oraz chlorosulfonowe parafiny.
Wtaséciwosci: odpad mazisty, draznigcy [HP4] oraz zawierajacy skitadniki okreslone w
zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach.

20. 1502 02* Odpadem sa zanieczyszczone ubrania robocze z bawetny (fartuchy laboratoryjne) oraz ubrania
bawetniane z domieszka wtdkien syntetycznych i rekawice, tkaniny bawetniane do wycierania
oraz trociny i inne sorbenty, np. wermikulit nasgczone substancjami niebezpiecznymi po
usuwaniu rozlewdw awaryjnych oraz zuzyte pochtaniacze z masek przeciwgazowych.

Sktad chemiczny: celuloza, wermikulit, tworzywa sztuczne, guma, bawetna, wiékno
poliestrowe z pozostatoscig substancji niebezpiecznych.

Wiasciwosci: odpad staty o charakterystycznym zapachu, draznigcy [HP4] oraz zawierajgcy
sktadniki okreslone w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach.

21. 16 05 07* Odpadem sg3 zlewki laboratoryjne po syntezach lub przeterminowane chemikalia zawierajace
substancje niebezpieczne powstajgce w laboratorium.

Sktad chemiczny: mieszaniny kwaséw nieorganicznych — zanieczyszczony kwas solny, kwas
siarkowy; mieszaniny zasad: zanieczyszczone wodorotlenki sodu, potasu, wapnia i ich
mieszaniny.

Parametry fizykochemiczne: pH 0-14; CHZT > 100 mg/I.

Wtasciwosci: odpad ciekty, fatwopalny [HP3], draznigcy [HP4], dziatajacy toksycznie na narzady
docelowe (STOT) lub zagrozenie [HP5], ostro toksyczny [HP6], rakotwdrczy [HP7], zracy [HP8],
dziatajgcy szkodliwie na rozrodczo$¢ [HP10], wskazujacy niebezpieczne wtasciwosci, ktdre nie
byty bezposrednio widoczne w odpadach pierwotnych [HP15] oraz zawierajgcy skfadniki
okreslone w zataczniku nr 4 do ustawy o odpadach.

22. 16 05 08* Odpadem s3 zlewki laboratoryjne po syntezach lub przeterminowane chemikalia zawierajgce
substancje niebezpieczne powstajgce w laboratorium.

Sktad chemiczny: rozpuszczalniki organiczne — mieszaniny alkoholi, eteréw, estréw, ketonéw,
weglowodoréw alifatycznych i aromatycznych.

Parametry fizykochemiczne: ChZT > 500 mg/l; pH 0-14.

Wtasciwosci: odpad ciekty, tatwopalny [HP3], draznigcy [HP4], dziatajacy toksycznie na narzady
docelowe (STOT) lub zagrozenie [HP5], ostro toksyczny {HP6], rakotwdrczy [HP7], zracy [HP8],
dziatajacy szkodliwie na rozrodczo$é [HP10], wskazujacy niebezpieczne wtasciwosci, ktére nie
byty bezposrednio widoczne w odpadach pierwotnych [HP15] oraz zawierajgcy skfadniki
okreslone w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach.

23. 150101 Odpadem s3 opakowania z tektury po sprzecie laboratoryjnym i innych zakupionych

materiatéw.

Sktad chemiczny: celuloza, wypetniacze, substancje klejgce i barwniki.

Wiasciwosci: odpad staly, bezwonny, palny, nie posiadajagcy wiasciwosci okreslonych
w zataczniku nr 3 do ustawy o odpadach oraz nie zawierajacy sktadnikéw okreslonych
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w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach.

24, 150106 Odpadem sg opakowania po surowcach innych niz niebezpieczne — worki papierowe, worki z
tworzyw sztucznych, kanistry plastikowe.

Sktad chemiczny: papier celulozowy, tektura, polietylen, polipropylen, polichlorek winylu,
politereftalan etylu — w zaleznosci od typu opakowania.

Wtasciwosci: odpad staty, bezwonny, palny, nie posiadajgcy wiasciwosci okreslonych
w zataczniku nr 3 do ustawy o odpadach oraz nie zawierajgcy sktadnikéw okreslonych
w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach.

25. 150107 Odpadem jest czysta sttuczka szklana (zlewki laboratoryjne, fiolki, pipety, biurety).

Sktad chemiczny: szkto boro-krzemowe.

Wiasciwosci: odpad staly, bezwonny, niepalny, nie posiadajagcy wtasciwosci okre$lonych
w zataczniku nr 3 do ustawy o odpadach oraz nie zawierajgcy sktadnikéw okreslonych
w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach.

26. 150203 Odpadem sg zniszczone Scierki i szmaty bawetniane do wycierania, powstate podczas prac
laboratoryjnych.

Sktad chemiczny: bawetna 100%, elanobawetna (35% bawetna, 65% poliester).

Wiasdciwosci: odpad staly, bezwonny, palny, nie posiadajgcy wtasciwosci okreslonych
w zafgczniku nr 3 do ustawy o odpadach oraz nie zawierajacy sktadnikéw okreslonych
w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach.

1) wilasciwosci odpadéw niebezpiecznych, okreslone zostaty zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z 18 grudnia 2014 r.
zastepujacym zafgcznik Ill do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadéw oraz uchylajgcym niektére
dyrektywy.

111.2.3. Wszystkie odpady powstajgce w wyniku dziatalnosci instalacji magazynowane sg selektywnie
w wyznaczonych do tego celu miejscach, odpowiednio opisanych (kod, nazwa odpadu)
i zabezpieczonych przed dostepem oséb postronnych.

11l.2.4. Wytwarzane odpady przewidziane do odzysku lub/i unieszkodliwiania sg przekazywane
posiadaczom odpaddw legitymujgcym sie stosownymi zezwoleniami.

111.2.5. Miejscem magazynowania wszystkich wytwarzanych odpadéw jest ogrodzona, zadaszona
i zamykana wiata, z wydzielong czgsScia na odpady wysoce tatwopalne, o okraweznikowanym,
wybetonowanym podtozu z wybieralng studzienka. Miejsce to jest wyposazone w odpowiednig ilo$¢
sorbentu (trocin) umozliwiajagca natychmiastowe usuwanie skutkéw ewentualnych rozlewdéw lub
wyciekéw.”

6. Punkt II1.3. pozwolenia otrzymuje nowe brzmienie:

»1ll.3. Emisja hatasu do Srodowiska

111.3.1. Zrédta emisji hatasu oraz rozktad czasu pracy zrédet hatasu w ciggu doby

Tabela 8
Rozktad czasu pracy Zzrédet hatasu
Lp. $rodio hatasu Lokalizacja Zrédta llos¢ w cza.usie odniesienia !
hatasu Pora dnia Pora nocy
[szt.] [h] [h]
1 2 3 4 5 6

Instalacje wymagajace pozwolenia zintegrowanego

Instalacja do produkcji Avitone - instalacjanr 1

Napedy mieszadet wewnetrzne 3 8 1

1 Pompa obiegowa wewnetrzne 1 8 1
" | Pompy produktéw wewnetrzne 3 1 Nie pracuje
Pompa kwasu solnego wewnetrzne 1 1 Nie pracuje
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Pompa tugu sodowego wewnetrzne 1 3 Nie pracuje
Pompa parafiny i wazeliny wewnetrzne 1 1 Nie pracuje
Pompy cyrkulacyjne zewnetrzne 2 8 1
Instalacja do proceséw elektrofluorowania - instalacja nr 2
Urzadzenie chtodnicze WEWHRHZNG . B 1
zewnetrzne 1 8 1
Reaktor z mieszadtem zewnetrzne 1 2 Nie pracuje
2. | Pompa obiegowa zewnetrzne 1 8 1
Wentylator wyciggowy zewnetrzne 1 8 1
Kompresor gazow wewnetrzne 1 8 1
Uktad zasilania elektrolizera wewnetrzne 1 8 1
Instalacja do produkcji chlorowcopochodnych zwigzkéw organicznych (TBF, DiBrHFP, 5BrPyr) - instalacja nr 3
Naped mieszadta reaktora nr 4 zewnetrzne 1 8 Nie pracuje
Urzadzenie chtodnicze zewnetrzne 1 8 Nie pracuje
Pompa dozujgca zewnetrzne 1 1,5 Nie pracuje
3. Pompa ?biegowa uktadu —— 1 8 1
absorpcji
Wentylator wyciggowy zewnetrzne 1 8 1
Wiréwka dekantacyjna zewnetrzne 1 4 Nie pracuje
Pompy dozujace wewnetrzne 3 8 1

Instalacja do produkcji zwigzkéw chlorowcoorganicznych (trifluoropirogronianu etylu, dimeru HFP

i perfluoroheksanu ) - instalacja nr 4

t i Ni j
Naped mieszadta reaktora ZevingTEne 8 !e pracu1‘e
wewnetrzne 1 8 Nie pracuje
Pompa dozujaca zewnetrzne 1 2 Nie pracuje
4 Pompa ?blegowa ukfadu o — 1 3 1
absorpcji
Kompresor gazow Zewnelrg 1 A 1
P & wewnetrzne 1 8 1
Wentylator wyciggowy zewnetrzne 1 8 1
Wentylatory promieniowe 1 m nad
5. . powierzchnig dachu 11 8 Nie pracuje
wyciggowe z PCW budynek 303 budynku 303
Instalacje pozostate pomocnicze
Wentylatory promieniowe 1.m had
6. — yowez FI;CW powierzchnig dachu 12 8 Nie pracuje
yclag budynku 302
Zbiornik usredniania $ciekow o
7. | Pompy zbiornika Sciekdw zewnetrzne 2 8 Nie pracuje

1) - przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia (6:00-22:00) kolejno po sobie nastepujacym
lub 1 najmniej korzystnej godzinie nocy (22:00-6:00).

111.3.2. Wielkosci dopuszczalne poziomu hatasu emitowanego poza terenem zaktadu, w odniesieniu

do rodzajéw terenéw normowanych
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Tabela 9

Oznaczenie terenéw objetych Opis terenu wg tabeli nr 1 zatacznika | Dopuszczalny poziom hatasu
ochrong przed hatasem zgodnie |do rozporzadzenia Ministra | w Srodowisku wyrazony
i z planem zagospodarowania Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. | rownowaznym poziomem
* | przestrzennego* w sprawie dopuszczalnych poziomow | diwieku Laeqp i Laegn
hatasu w srodowisku Pora dnia o—
(Dz.U.z 2014 ., poz.112)
1 2 3 4 5
MNU - teren zabudowy | Lp.3d. tereny mieszkaniowo-ustugowe
1. | mieszkaniowej jednorodzinnej i 55 45
ustug nieucigzliwych
MWNU - teren zabudowy |Lp.3a tereny zabudowy mieszkaniowej
2. | mieszkaniowej  wielorodzinnej | wielorodzinnej i zamieszkania 55 45
niskiej i ustug nieucigzliwych zbiorowego

* klasyfikacja terenéw chronionych na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Kedzierzyna-KoZla, zatwierdzonego Uchwatg Rady Miasta nr 1X/98/2003 z dnia 22.05.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 1 lipca 2003 r. Nr 50 poz. 1038).”

7. Wykresla sie punkt 111.4 pn. ,llos¢, stan i sktad sciekéw powstajacych z instalacji IPPC” w catosci.

8. Po punkcie lll dopisuje sie punkt Illa pn. ,ll0$¢, stan i sktad Sciekdw powstajgcych z instalacji
wymagajacych pozwolenia zintegrowanego” o brzmieniu:

ollla. llosé, stan i skiad sciekéw powstajagcych z instalacji wymagajacych pozwolenia
zintegrowanego
Tabela 10
Stan i sktad sciekow
wprowadzanych do kanalizacji llos¢
Lp. Instalacja Produkt z poszczeg6lnych instalacji Sciekow
wskaznik wartosé [m3/rok]
dopuszczalna
1 2 3 4 5 6
Instalacja do produkgji pH 6,5-9,5
powierzchniowo czynnych ) ChZTer 2000 mg O/l
1 zwigzkéw Avitone chlorki 1000 mg Cl/I >00
chlorosulfonowych siarczany 500 mg SO4/I
pH 6,5-9,5
trifluorometylo- ChZTer 2000 mg O2/I
pentafluorek siarki chlorki 1000 mg Cl/I
potas 80 mg K/I
Instalacja do produkcji przy pH 6,5-9,5
2. zastosowaniu procesow ChZTcr 2000 mg O/l 107
elektrofluorowania bezwodnik kwasu chlorki 1000 mg Cl/I
trifluorometano- siarczany 500 mg SO4/I
sulfonowego fluorki 25 mg F/I
sod 800 mg Na/I
potas 80 mg K/I
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pH 6,5-9,5
ChZTer 2000 mg O2/I
kwas trifluorometano- .chlorkl 1006 g Cl
ulfanew siarczany 500 mg S04/l
fluorki 25mg F/I
sod 800 mg Na/l
potas 80 mg K/I
: pH 6,5-9,5
Instalacja do produkcji Yetyakrometiupresasing ChZTer 2000 mg 02/I
3. chlorowcopochodnych pH 6,5-9,5 193
zwigzkdéw organicznych 5-bromopirymidyna ChZTer 2000 mg O2/I
Sod 800 mg Na/l

Scieki technologiczne powstajgce z instalacji objetych niniejszym pozwoleniem wprowadzane sg
do kanalizacji nalezacej do innego podmiotu. Przed wprowadzeniem do kanalizacji $cieki gromadzone
s3 w zbiorniku o pojemnosci 100 m? i uéredniane.

Woda do obiegéw chtodzacych pobierana jest od dostawcy zewnetrznego ICSO Chemical
Production Sp. z 0. 0., a nastepnie w niezmienionym skfadzie wprowadzana do kanalizacji nalezgcej
réwniez do ICSO Chemical Production Sp. z 0. o.

9. Tabela 12 zawarta w punkcie 111.5. pozwolenia pn. ,,Warianty pracy instalacji” otrzymuje nowy
numer i brzmienie:

»Tabela 11
Lp. | Instalacja Wariant pracy
1. Instalacja do produkcji Podczas prowadzonego procesu bedzie wystepowaé emisja do

powierzchniowo czynnych powietrza: dwutlenku siarki, chloru i chlorowodoru.
zwigzkoéw chlorosulfonowych -
produkcja Avitone

(instalacja nr 1)

2, Instalacja do proceséw
elektrofluorowania

(instalacja nr 2)

1. Produkcja CF3SF5 —(trifluorometylopentafluorek siarki)
Podczas prowadzonego procesu bedzie wystepowaé emisja do
powietrza: wodoru, CF4, dwutlenku wegla, fluorowodoru.

W instalacji do proceséw elektrofluorowania podczas
prowadzenia produkcji trifluorometylopentafluorku siarki nie
bedzie prowadzony inny proces.

2. Produkcja kwasu trifluorometanosulfonowego

Podczas prowadzonego procesu bedzie wystepowaé emisja do
powietrza: wodoru.

W instalacji do proceséw elektrofluorowania podczas
prowadzenia produkcji kwasu trifluorometanosulfonowego nie
bedzie prowadzony inny proces.

3. Produkcja bezwodnika kwasu trifluorometanosulfonowego
Podczas prowadzonego procesu bedzie wystepowac emisja do
powietrza: wodoru.

W instalacji do proceséw elektrofluorowania podczas
prowadzenia produkgcji bezwodnika kwasu
trifluorometanosulfonowego nie bedzie prowadzony inny
proces.

Instalacja do produkgji
chlorowcopochodnych zwigzkéw
organicznych

(instalacja nr 3inr 4)

1. Produkcja dibromoheksafluoropropanu

Podczas prowadzonego procesu bedzie wystepowac emisja do
powietrza: bromu.

W instalacji do produkcji chlorowcopochodnych zwigzkéw
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organicznych podczas prowadzenia produkcji
dibromoheksafluoropropanu nie bedzie prowadzony inny
proces.

2. Produkcja tetrabromofluoresceiny

Podczas prowadzonego procesu bedzie wystepowaé emisja do
powietrza: metanolu, bromu.

W instalacji do produkcji chlorowcopochodnych zwigzkéw
organicznych podczas prowadzenia produkgcji
tetrabromofluoresceiny nie bedzie prowadzony inny proces.

3. Produkcja 5-bromopirymidyny

Podczas prowadzonego procesu bedzie wystepowac emisja do
powietrza: bromu, chlorowodoru, dichlorobenzenu.

W instalacji do produkcji chlorowcopochodnych zwigzkéw
organicznych podczas prowadzenia produkcji
5-bromopirymidyny nie bedzie prowadzony inny proces.

4. Produkcja perfluoroheksanu

Podczas prowadzonego procesu bedzie wystepowac emisja do
powietrza: wodorkéw perfluorobutylu, perfluoroheksylu,
perfluorooktylu.

W instalacji do produkcji chlorowcopochodnych zwigzkdéw
organicznych podczas prowadzenia produkcji perfluoroheksanu
nie bedzie prowadzony inny proces.

5. Produkcja dimeru HFP

Podczas prowadzonego procesu bedzie wystepowaé emisja do
powietrza: azotu, oparéw dimeru HFP.

W instalacji do produkcji chlorowcopochodnych zwigzkéw
organicznych podczas prowadzenia produkcji dimeru HFP nie
bedzie prowadzony inny proces.

6. Produkcja trifluoropirogronianu etylu
Podczas prowadzonego procesu nie bedzie wystepowac emisja
do powietrza.
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10. Wykresla sie punkt lIl.6. pozwolenia pn. ,Termin od ktérego dopuszczalna jest emisja
z instalacji IPPC i pozostatej”.

11. Punkt IV. pozwolenia pn. ,Warunki wprowadzania do srodowiska substancji i energii w czasie
funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegajagcych od normalnych, w szczegélnosci
w przypadku rozruchu i unieruchomienia instalacji, a takie warunki wprowadzania do
sSrodowiska substancji i energii w takich przypadkach oraz warunki emisji” otrzymuje nowe

»IV. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie uzasadnionych technologicznie warunkéw
eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych, w szczegélnosci w przypadku rozruchu
i unieruchomienia instalacji, a takze warunki wprowadzania do Srodowiska substancji lub
energii w takich przypadkach

W ramach rozruchu instalacji po postoju przeprowadza sie sprawdzenie szczelnosci uktadu,
sprawdzenie sprawnosci dziatania aparatury technologicznej i uruchomienie instalacji z mediami



rzeczywistymi ze stopniowym dochodzeniem do jej petnej wydajnosci. Rozruch instalacji oraz jej
unieruchomienie nie powoduje wzrostéw emisji substancji i energii do Srodowiska oraz emisji innych
substancji, niz w przypadku normalnego ruchu instalacji. Warunki wprowadzania substancji i energii
do $rodowiska w okresie ich trwania nie rdznig sie od wystepujgcych podczas normalnej eksploataciji
instalacji.

Parametry pracy instalacji w czasie rozruchu i zatrzymania okreslajg instrukcje ruchowe
i stanowiskowe.

Okresy funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych zwigzane sg z:

- zatrzymaniem instalacji z powodu braku zapotrzebowania rynku na produkt,

- okresowymi przegladami, legalizacja i sprawdzaniem wyposazenia kontrolno-pomiarowego,
badaniami technicznymi UDT, przegladem sieci elektroenergetycznych — ok. 10 dni w roku,

- zatrzymaniem instalacji z powodu awarii.”

12. Punkt V.1. pozwolenia pn.: ,Techniczne i organizacyjne metody ochrony srodowiska jako
catosci”, otrzymuje nowe brzmienie:

,V.1. Techniczne i organizacyjne metody ochrony Srodowiska jako catosci

Do wymaganych dziatan nalezy:

- opracowanie i wdrozenie procedur postepowania okreslajacych:

- prowadzenie procesow produkcyjnych i pomocniczych w sposéb bezpieczny, m.in. ze
wzgledu na ochrone $rodowiska (w tym opracowanie instrukcji obstugi proceséw
z okresleniem zagrozen na stanowisku pracy),

- postepowanie na wypadek wystgpienia usterek, awarii i pozaru,

- nadzor UDT nad aparaturg na instalacjach,

- system nadzoru nad oprzyrzgdowaniem kontrolno-pomiarowym,

- zapewnienie obowigzkowych szkoleri pracownikéw — w tym szkoleri stanowiskowych i szkolen
specjalistycznych,

- prowadzenie regularnej kontroli stanu technicznego instalacji,

- systematyczna kontrola osigganych wskaznikéw procesowych (w tym wskaznikéw energetycznych,
zuzycia wody),

- stosowanie rozwigzah konstrukcyjnych reaktorow (m.in. w zakresie krédécow wlotowych
i spustowych, odpowietrzenia), zapewniajgcych bezpieczne  wprowadzanie reagentow,
umozliwiajgce catkowite opréznienie zbiornikéw ireaktoréw oraz prowadzenie konserwacji
i napraw,

- stosowanie wyposazenia kontrolno-pomiarowego miejscowego i uktadéw zdalnego sterowania
i monitorowania proceséw, co pozwala na statg kontrole przebiegu procesu i tym samym kontrole
wplywu instalacji na $rodowisko oraz pozwala na wytworzenie produktu w zaplanowanej ilosci
i jakosci,

- prowadzenie statego monitoringu stezenia bromu, chloru, dwutlenku siarki przez zastosowanie
eksplozymetréw stacjonarnych oraz stosowanie wentylacji mechanicznej w obiektach, w ktérych
stosuje sie ww. substancje (hala produkcyjna - budynek 303: 11 szt. wentylatoréw wyciggowych;
budynek biurowo-laboratoryjny — budynek 302: 12 szt. wentylatoréw),

- zapobieganie i minimalizacja skutkdéw awarii, w tym poprzez neutralizowanie i zbieranie - za pomocg
substancji absorbujacej - niekontrolowanych rozlewéw oraz przekazywanie pozostatosci do
unieszkodliwienia.”

13. Punkt V.2. pozwolenia pn.: ,,Rozwigzania zapewniajace ochrone powietrza atmosferycznego”
otrzymuje nowe brzmienie:
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»V.2. Rozwigzania zapewniajgce ochrone powietrza atmosferycznego

W celu ograniczenia emisji, gazy odlotowe z proceséw produkcyjnych kierowane sg do ukfadéw
absorpcji — kolumn absorpcyjnych o skutecznosci 95%.

Ciecza absorpcyjng jest:

- roztwor tugu sodowego — w przypadku instalacji nr 1,

- roztwor tugu potasowego — w przypadku instalacji nr 2 i 4,

- roztwoér siarczynu sodowego - w przypadku instalacji nr 3.

W procesach produkcji prowadzonych w instalacji nr 4 wykorzystuje sie ponadto proces absorpcji
odgazéw na weglu aktywnym oraz odgazowania gazéw inertnych i zanieczyszczen przez ptuczke
z metanolem.”

14. Punkt V.3. pn. ,Dziatania ograniczajace ucigzliwos¢ gospodarki odpadami” otrzymuje nowa
nazwe

»V.3. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania iloéci odpadéw i ich
negatywnego oddziatywania na srodowisko”

15. Punkt V.4. pozwolenia pn. ,,Metody ochrony srodowiska wodnego” otrzymuje nowe brzmienie:

»V.4. Metody ochrony srodowiska wodnego

Instalacje technologiczne posadowione sg na szczelnych tacach betonowych, z ktérych odptywy sa
podfaczone do kanalizacji przemystowe;.

Scieki technologiczne sg kierowane do zbiornika usredniajgcego, a nastepnie kierowane s do
kanalizacji nalezacej do innego podmiotu.

Wszystkie surowce i produkty umieszczone sg na tacach betonowych wyposazonych w szczelne
studzienki wybieralne.

Miejsce czasowego gromadzenia odpaddw zabezpieczone jest betonowym podtozem ze spadkiem do
szczelnych studzienek wybieralnych.

Wszelkie operacje zatadunku i wytadunku wykonywane sg na betonowym podtozu.”

16. Po punkcie V.6. pozwolenia dodaje sie punkt V.7. pn.: ,Metody zapewnienia efektywnej
gospodarki materiatlowo-surowcowej” o nastepujacym brzmieniu:

»V.7. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki materialowo-surowcowej

Prowadzenie efektywnej gospodarki materiatowo-surowcowej zapewnia sie poprzez:
- zakup surowcoéw w ilosciach niezbednych na realizacje produkcji, na zamdwienie klienta,
o jakosci zgodnej z wymogami technologicznymi,
- prowadzenie nadzoru analitycznego nad jakoscig zakupionego surowca - surowiec niezgodny
z deklarowang jakoscig jest reklamowany,
- prowadzenie proceséw technologicznych zgodnie z recepturg technologiczng zawartg
w Instrukcjach ruchowych,
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- biezgcg kontrole prawidtowosci utrzymania reziméw technologicznych, za ktérg
odpowiedzialny jest Kierownik Dziatu Produkcyjnego.”

17. Punkt VI. pn. ,Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii” otrzymuje brzmienie:

»Efektywne wykorzystywanie energii realizowane jest poprzez:
- wlasciwg organizacje pracy instalacji — instalacje moga by¢ eksploatowane wytgcznie przy
zachowaniu wtasciwych parametréw technicznych i technologicznych,
- Sciste przestrzeganie harmonogramu przegladéw i konserwacji urzadzen,
- biezace monitorowanie pracy urzadzen.”

18. Punkt VII. pn. ,Sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczania skutkéw awarii
przemystowych” otrzymuje nowe brzmienie:

»VIl. Sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczania skutkéw awarii oraz postepowanie
w czasie wystapienia awarii

Z uwagi na to, ze rodzaj i ilo$¢ substancji niebezpiecznych znajdujacych sie na terenie Fluorochemika
Poland Sp. z 0. 0. — Oddziat w Kedzierzynie—Kozlu kwalifikuje zaktad, zgodnie z obowigzujgcym
stanem prawnym, do zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej, nie ustala
sie warunkéw w przedmiotowym zakresie.

Substancje decydujace o kwalifikacji zaktadu s3 zwigzane z eksploatacjg instalacji do produkcji
chlorku N,N-dimetylosulfamoilu, objetg odrebnym pozwoleniem zintegrowanym.

Zaktad posiada i wdrozyt nastepujace dokumenty:
- program zapobiegania awariom,

- system bezpieczenstwa,

- raport o bezpieczenstwie,

- wewnetrzny plan operacyjno—-ratowniczy.”

19. Tres$é punktu VIIL.1. pn. ,,Monitoring proceséw technologicznych” otrzymuje nowe brzmienie:

»Zobowigzuje sie uprawnionego do prowadzenia monitoringu proceséw technologicznych poprzez:

1) prowadzenie monitoringu zuzycia surowcéw i materiatéw do produkcji,

2) prowadzenie monitoringu zuzycia energii,

3) prowadzenie rejestrow ilosci wykorzystywanej wody sanitarnej na potrzeby poszczegélnych
instalacji w ujeciu miesiecznym,

4) prowadzenie rejestru ilosci wykorzystanej wody zdemineralizowanej dla poszczegéinych instalacji
W ujeciu miesiecznym, ~

5) prowadzenie rejestru ilosci wykorzystywanej wody obiegowej dla poszczegélnych instalacji
W ujeciu miesiecznym,

6) prowadzenie badan jakosci oraz ilosci Sciekdw powstajgcych z poszczegdlnych instalacji nie
rzadziej niz raz na miesigc i odnotowywanie danych w rejestrze.
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VIIl.1.1. Lokalizacja urzadzen do pomiaru ilosci wody pobieranej dla poszczegélnych instalacji

Tabela 12
Sposéb pomiaru i lokalizacja urzadzen
Lp. Rodzaj procesu Nazwa handlowa produktu pomiarowych
Woda sanitarna Woda obiegowa
1 2 3 4 5
Instalacja do produkcji wodomierz — 1 szt. | wodomierz —1 szt.
powierzchniowo czynnych rurocigg wody rurocigg wody
1. zwigzkéw Avitone sanitarnej przed obiegowej przed

chlorosulfonowych

wejsciem na
instalacje

wejsciem na
instalacje

Zamontowano wspdlne wodomi

prowadzone sg procesy elektrofluor

owania

erze (woda sanitarna — 1 szt., woda obiegowa — 1 szt.) dla instalacji, na ktérych

Instalacja do produkcji
przy zastosowaniu
procesow
elektrofluorowania

trifluorometylopentafluorek siarki

wodomierz — 1 szt.
rurocigg wody

bezwodnik kwasu
trifluorometanosulfonowego

sanitarnej przed
wejsciem na

kwas trifluorometanosulfonowy

instalacje

wodomierz — 1 szt.
rurocigg wody
obiegowej przed
wejsciem na
instalacje

Zamontowano wspdlne wodomi
prowadzone sg procesy produkcji chlorowcopochodny

erze (woda sanitarna — 1 szt., woda obiegowa — 1 szt.) dla instalacji, na ktérych
ch zwigzkdéw organicznych

Instalacja do produkgji
chlorowcopochodnych
zwigzkow organicznych

dibromoheksafluoropropan

tetrabromofluoresceina

wodomierz — 1 szt.
rurocigg wody
sanitarnej przed
wejsciem na
instalacje

5-bromopirymidyna

wodomierz — 1 szt.
rurocigg wody
obiegowej przed
wejsciem na
instalacje

Zamontowano wspdlne wodomi
prowadzone s3 p

rocesy produkcji chlorowcopochodny

ch zwigzkéw organiczn

erze (woda sanitarna — 1 szt., woda obiegowa — 1 szt.) dla instalacji, na ktérych

ch

Instalacja do produkcji
chlorowcopochodnych
zwigzkéw organicznych

perfluoroheksan

perfluorodimetylocyklobutan
(Dimer HFP)

trifluoropirogronian etylu

wodomierz — 1 szt.
rurocigg wody
sanitarnej przed
wejsciem na

instalacje

wodomierz — 1 szt.
rurocigg wody
obiegowej przed
wejsciem na
instalacje

Zuzycie wody zdemineralizowanej jest monitorowane na podstawie ilosci wody zakupionej od
dostawcy w paletokontenerach o pojemnosci 1000 | kazdy.

VII.1.2. Okreslenie punktow poboru sciekow do badan jakosciowych oraz sposobu monitorowania
ilosci $ciekow powstajacych z instalacji
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Tabela 13

Punkty poboru Wietda
Lp. Instalacja Produkt L ¥P . okreslania ilosci
Sciekéw do analiz b
sciekow
1 2 3 4 5
Produkcja Pomiar poziomu
1 powierzchniowo Avitone o sciekow w
' czynnych zwigzkéw ,K.roc'lec poboru' zbiorniku
chlorosulfonowych Sciekow do analiz uéredniania
trifluorometylopentafluorek Pomiar iloci
Instalacja do produkgji siarki Paletokontenery &ciekéw
) przy zastosowaniu bezwodnik kwasu przed podaniem do podanych 2
procesow trifluorometanosulfonowego zbiornika paleto-
elektrofluorowania kwas usredniania Sciekdw . .
pojemnika
trifluorometanosulfonowy
Paletokontenery
. rzed podaniem do
tetrabromofluoresceina P p. e o
zbiornika Pomiar ilosci
Instalacja do produkcji usredniania $ciekow Sciekéw
3. | chlorowcopochodnych podanych z
zwigzkow organicznych Paletokontenery paleto-
. przed podaniem do pojemnika
5-bromopirymidyna i
pirymidy zbiornika
usredniania Sciekdw

20. Punkt VIII.2. pn. ,Monitoring emisji do powietrza” otrzymuje nowe brzmienie:

»VIII.2. Monitoring emisji do powietrza

VIIl.2.1. Pomiary emisji zanieczyszczen

Zobowiazuje sie do prowadzenia okresowych pomiaréw emisji substancji do powietrza z emitoréw:
E1 w zakresie emisji dwutlenku siarki, chloru, chlorowodoru,
E3 w zakresie emisji bromu, metanolu oraz dichlorobenzenu.

Pomiary emisji z emitora nr 1 i nr 3 prowadzi¢ nalezy z czestotliwoscig raz w roku.

”

W przypadku prowadzenia pomiaréw emisji substancji do powietrza nalezy wykonywac je zgodnie
z metodyka pomiarowa przedstawiong w tabeli nr 14.

Tabela 14
Lp. Nazwa substanc;ji lub Metodyka
parametru odniesienia

1 2 3

1. | pobieranie prébek do badan Metoda aspiracyjna z zastosowaniem roztworéw
pochtaniajacych i adsorberéw wg:
PN-EN 13649, PN-Z-04008-4

2. | strumien objetosci gazu Metoda spietrzeniowa lub anemometryczna wg PN-Z-

v 04030, PN-EN 13284-1 lub PN-EN ISO 16911-1
3. | dwutlenek siarki [mg/m?] Absorpcja promieniowa IR, UV lub inna metoda optyczna
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(metoda fluorescencyjna w obszarze ultrafioletu), lub
inna metoda zgodna z PN-EN-14791 lub metoda
elektrochemiczna

4. | chlor [mg/m3] Metoda spektrofotometryczna

5. | chlorowodér [mg/m3] Metoda spektrofotometryczna

6. | metanol [mg/m?3) Metoda chromatografii gazowej

7. | dichlorobenzen [mg/m3] Metoda chromatografii gazowe;j

8. | fluorijego zwigzki [mg/m3] Metoda potencjometryczna z uzyciem elektrody
jonoselektywnej. Metoda spektrofotometryczna

9. | brom [mg/m3] Metoda spektrofotometryczna

VIII.2.1. Usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkosci emisji substancji do powietrza

Emitor nr E1 - stanowisko pomiarowe usytuowane na wysokosci 12 m od podstawy emitora - na
prostym, wolnym od zaburzer przeptywu odcinku,

Emitor nr E3 - stanowisko pomiarowe usytuowane na wysokosci 8,5 m od podstawy emitora - na
prostym, wolnym od zaburzen przeptywu odcinku.

Dostep do stanowisk pomiarowych powinien spetnia¢ wymagania przepiséw BHP.”

21. Punkt VIII.3. pn. ,Monitoring ilosci i jakosci wytwarzanych odpadéw w instalacji IPPC”
otrzymuje nowe brzmienie i nowg nazwe:

»VIIL.3. Monitoring wytwarzanych odpadéw

Na terenie eksploatowanych instalacji ilos¢ wytwarzanych odpaddéw okreslana jest wagowo, przy
pomocy wag zlokalizowanych na terenie Zaktadu.”

Il. Pozostate warunki decyzji pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie

Fluorochemika Poland Sp. z o0.0. w Tarnowie posiada decyzje Marszatka Wojewddztwa
Opolskiego, nr D0S.7222.17.2011.Tt z 26.08.2011r., udzielajgca pozwolenia zintegrowanego dla
instalacji do:

- produkcji powierzchniowo czynnych zwigzkdéw chloro-sulfonowych — Avitone ©®,
- produkgji fluorku sulfurylu,
- produkcji w procesach elektrofluorowania trifluorometylopentafluorku siarki, bezwodnika
i kwasu trifluorometanosulfonowego,
- produkgji chlorowcopochodnych zwigzkédw organicznych - dibromoheksafluoropropanu,
tetrabromofluoresceiny, 5-bromopirymidyny,
- produkcji chlorowcopochodnych zwigzkdw organicznych - perfluoroheksanu,
perfluorodimetylocyklobutanu (Dimer HFP), trifluoropirogronianu etylu
oraz dla instalacji pozostatej do produkcji wielosktadnikowych preparatéw myjgcych - Decrust™,
zlokalizowanych na terenie Spotki w Kedzierzynie-Kozlu, przy ul. Energetykdw 9.

Decyzja ta zostata zmieniona w decyzjach Marszatka Wojewddztwa Opolskiego nr
D0S$.7222.57.2011.Tt z 23.12.2011 r. i nr DOS$.7222.110.2014.HM z 6.03.2015 r. oraz sprostowana
postanowieniami o sprostowaniu omytek pisarskich nr D0$.7222.57.2011.Tt z 23.12.2011 r., nr DOS-
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111.7222.47.2016.BG z 25.10.2016 r. i nr DOS-111.7222.48.2016.BG z 25.10.2016 r.). Pozwolenie wydane
jest na czas nieoznaczony.

Na tym samym terenie, zlokalizowana jest ponadto instalacja do produkcji chlorku N,N-
dimetylosulfamoilu, eksploatowana przez Fluorochemike Poland Sp. z o.0., ktéra jest objeta
odrebnym pozwoleniem zintegrowanym.

W 2016 r. Marszatek Wojewddztwa Opolskiego przeprowadzit, w zwigzku z obowigzkiem
zawartym w art. 216 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
22016 r., poz. 672 z pdzn. zmianami), okresowg analize ww. pozwolenia zintegrowanego, w wyniku
ktérej pismem DOS-111.7222.4.43.2016.BG z 9.11.2016 r. zobowigzat prowadzacego instalacje do
wystgpienia z wnioskiem o zmiane ww. pozwolenia zintegrowanego w terminie 6 miesiecy od dnia
wezwania, okreslajgc zakres wniosku majgcy zwigzek ze zmianami wynikajacymi z dokonanej analizy.

W toku okresowej analizy Marszatek Wojewddztwa Opolskiego stwierdzit konieczno$¢ zmiany
pozwolenia zintegrowanego m.in. w zwigzku niewybudowaniem — ujetej w pozwoleniu - instalacji do
produkcji fluorku sulfurylu, zdemontowaniem instalacji pozostatej - do produkcji wielosktadnikowych
preparatéw myjgcych Decrust™, zmiang uregulowarnn w zakresie gospodarki odpadami oraz
uregulowania stanowigcego podstawe do okreslenia kwalifikacji terendw w najblizszym sgsiedztwie
zakladu i pozioméw dopuszczalnych hatasu, nieprecyzyjnym okresleniem lokalizacji stanowisk do
pomiaru emisji.

Fluorochemika Poland Sp. z 0.0. w Tarnowie, pismem bez numeru z12.04.2017 r. (data
wptywu do UMWO — 13.04.2017 r.), zwrdcita sie do Marszatka Wojewddztwa Opolskiego o zmiane
wymienionego wyzej pozwolenia zintegrowanego.

Do wniosku Spétka =zatgczyta dokumentacje pn. ,Wniosek ozmiane pozwolenia
zintegrowanego znak D0S.7222.17.2011.Tt udzielonego dla instalacji Fluorochemika Poland Spétka
z 0.0. w Tarnowie Oddziat w Kedzierzynie-Kozlu”, Kedzierzyn-Kozle luty 2017 r., z zatgcznikami, tj.:

— potwierdzeniem dokonania opfaty skarbowej,

— potwierdzeniem dokonania optaty rejestracyjnej i informacjg o sposobie jej obliczenia,

— o$wiadczeniem prowadzacego instalacje,

— dokumentem potwierdzajagcym, ze wnioskodawca jest uprawniony do wystepowania w obrocie
prawnym — KRS 0000222457, sporzadzonym na dzien 6.04.2017 r.,

— wyciagiem z Ksiegi Wieczystej,

— mapa zagospodarowania dziatek,

—  kopiami uméw,

— wersjg elektroniczng wniosku,

oraz

— petnomocnictwem do reprezentowania Fluorochemiki Poland Spétka z 0.0. w Tarnowie - dla Pani
Katarzyny Janiec-Poprawa wraz z dowodem poniesienia optaty skarbowej od petnomocnictwa.

Majac na uwadze przepis art. 216 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz.U. z2017r., poz. 519 zpdiniejszymi zmianami), zwanej dalej Po$ — opfata
rejestracyjna nie jest wymagana w przypadku ztozenia wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego
w wyniku okresowej analizy tego pozwolenia, przeprowadzonej przez organ na mocy obowigzku
zawartego w art. 216 ww. ustawy Pos.

Fluorochemika Poland Spdtka zo.0. w Tarnowie eksploatuje na terenie Oddziatu
w Kedzierzynie—Kozlu instalacje do produkcji powierzchniowo czynnych zwigzkédw chlorosulfonowych
(inst. nr 1), instalacje do produkcji w procesach elektrofluorowania (inst. nr 2) oraz dwie instalacje do
produkcji chlorowcopochodnych zwigzkéw organicznych (inst. nr 3, 4), ktére to instalacje kwalifikujg
sie do instalacji w przemysle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw
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chemicznych, organicznych substancji chemicznych, wymienionych w punkcie 4, podpunkt 1, litera
»€” (inst. nr 1) oraz litera ,I” (inst. nr 2, 3, 4) zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogqcych powodowac znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementdéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

Organem ochrony $rodowiska wtasciwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego
w decyzji Marszatka Wojewddztwa Opolskiego, nr D0S.7222.17.2011.Tt z 26.08.2011r. (ze
zmianami), w my$l art. 378 ust. 2a pkt. 1 ww. ustawy Pos, wzwigzku z §2 ust. 1 pkt. 1la
rozporzadzenia Rady Ministréw zdnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), jest Marszatek Wojewddztwa
Opolskiego.

Zgodnie z obowigzkiem wynikajgcym z art. 209 Pos, zapis wniosku o udzielenie pozwolenia
zintegrowanego, w wersji elektronicznej, zostat przestany Ministrowi Srodowiska pismem DOS-
111.7222.32.2017.BG z 25.04.2017 r.

W zwigzku z tym, ze wniosek nie spetniat wymogoéw formalnych okreslonych w ustawie Pos,
wynikajacych z zakresu przedstawionego w wezwaniu nr DOS-111.7222.4.43.2016.BG z 9.11.2016 r.,
organ prowadzacy postepowanie, pismem z DOS-111.7222.32.2017.BG z 28.04.2017 r., wezwat o jego
uzupetnienie.

Fluorochemika Poland Sp. z o. 0., powotujac sie na przepisy art. 16 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (aktualnie: Dz.U. z 2017 r., poz.
1405), ztozyta wniosek o wytaczenie z publicznego udostepniania czesci informacji obejmujgcych
dane o wartosci handlowej, w tym zwtaszcza dane technologiczne. Z uwagi na to, ze w ww. wniosku
nie przedstawiono doktadnego zakresu wnioskowanego wylaczenia zudostepniania ani
wyczerpujgcego  uzasadnienia, Marszatek Wojewddztwa  Opolskiego, w pismie  DOS-
111.7222.32.2017.BG z 28.04.2017 r. wezwat prowadzgcego instalacje do uzupetnienia o ten zakres.

Przedmiotowy wniosek jest pierwszym wnioskiem, ktéry wplyngt po zakoriczeniu
postepowania administracyjnego nr D0S$.7222.110.2014.HM, wszczetego przez Marszatka
Wojewddztwa Opolskiego z urzedu, w sprawie zmiany pozwolenia zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.
22014 r., poz. 1101) i wobec tego do wniosku majg zastosowanie przepisy art. 29 przywotanej ustawy
dotyczace wymogu (wynikajagcego zart. 208 ust.2 pkt4 lit.a ustawy Pos) przedtozenia raportu
poczatkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd gruntowych substancjami powodujgcymi
ryzyko — w przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcje lub
uwalnianie tych substancji oraz wystepuje mozliwos¢ zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych
na terenie zakfadu.

Spotka uzupetnita wniosek w zakresie wymogdw formalnych przy pismie z 11.05.2017 r., w tym
przedtozyta m.in.:

— dokumentacje pn. ,Analiza koniecznosci sporzadzenia raportu poczatkowego dla instalacji: 1. do
produkcji  powierzchniowo czynnych zwigzkéw chlorosulfonowych, 2.do proceséw
elektrofluorowania, 3.do produkcji chlorowcopochodnych zwigzkéw organicznych, 4.do
produkcji chlorowcopochodnych zwigzkéw organicznych w firmie Fluorochemika Poland Sp. z o.
0. w Tarnowie Oddziat w Kedzierzynie-Kozlu”, maj 2017 r.

— dokumentacje pn. ,Program Zapobiegania Awariom dla Fluorochemika Poland Sp. z 0. 0. Oddziat
w Kedzierzynie-Kozlu”, grudzien 2015r.

Jednoczednie Spétka przedtozyta dane uzupetniajgce zakres i uzasadnienie wniosku
o wyfaczenie z udostepniania.
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Po przeanalizowaniu ww. danych Marszatek Wojewédztwa Opolskiego nie znalazt podstaw do

odmowy uwzglednienia wniosku o wyfaczenie z udostepniania informacji zawartych w punkcie 11.1.4
wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego, danych stanowigcych odpowiedz na punkt 1
wezwania z28.04.2017 r. — przedstawionych w ,Aneksie do wniosku...”, przestanym pismem
z11.05.2017 r., dotyczgcych bilanséw masowych poszczegéinych instalacji oraz ,Programu
Zapobiegania Awariom” zatgczonego ww. ,Aneksu do wniosku...”, tym samym - uznajgc go za
zasadny - uwzglednit w niniejszym postepowaniu.
Uznano jednoczes$nie, ze zmiany w funkcjonowaniu instalacji nie majg charakteru istotnej zmiany
w rozumieniu przepisébw art. 3 ust. 7 Po$, jednak wymagajg zmiany warunkéw pozwolenia
zintegrowanego — co wskazano w wynikach zokresowej analizy pozwolenia, zakorczonej
wystosowaniem wezwania nr DOS-111.7222.4.43.2016.BG z 9.11.2016 r. - do wystgpienia z wnioskiem
0 zmiane tego pozwolenia.

Po przeanalizowaniu tresci wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego stwierdzono, ze
wymagane sg dodatkowe wyjasnienia oraz weryfikacja danych zawartych we wniosku. W zwigzku
z powyzszym, pismami DOS-111.7222.32.2017.BG z 13.06.2017 r. i z 26.07.2017 r. ponownie wezwano
prowadzgcego instalacje do uzupetnienia wniosku i ztozenia wyjasnien. Spotka przedtozyta dane przy
pismie 26.07.2017 r. iz 17.08.2017 r.

W trakcie prowadzonego postepowania ozmiane pozwolenia zintegrowanego organ
informowat wnioskodawce o przedtuzaniu terminu zatatwienia sprawy — ostatecznie ustalono termin
do 29 wrzes$nia 2017 r.

Po przeanalizowaniu ztozonych przez wnioskodawce dokumentéw wraz z uzupetnieniami, na
podstawie art. 192, art. 202, art. 211, art. 224 ustawy Pos, niniejszg decyzja zmieniono spéice
Fluorochemika Poland Sp. z 0.0. w Tarnowie, pozwolenie zintegrowane nr D0S.7222.17.2011.Tt
2 26.08.2011 r. (ze zmianami), dla instalacji eksploatowanych na terenie Oddziatu w Kedzierzynie-
Kozlu w ponizej opisanym zakresie.

W zwigzku niewybudowaniem, planowanej do zrealizowania i ujetej w dotychczas
obowigzujgcym pozwoleniu - instalacji do produkcji fluorku sulfurylu, zdemontowaniem instalacji
pozostatej - do produkcji wielosktadnikowych preparatéw myjacych Decrust™, dokonano zmian
w catym pozwoleniu, w zakresie usuniecia danych dotyczacych ww. nieistniejacych instalacji
i weryfikacji danych pozostatych, ktére ulegly zmianie z uwagi na powyisze.

Zweryfikowano tym samym dane dotyczace ilosci irodzaju instalacji eksploatowanych na
terenie Spotki, dane o rodzaju produkcji, dane dotyczace zuzycia surowcéw, materiatéw i energii.

Biorgc pod uwage wymog zawarty w art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska
uzupetniono punkt 1.2 pozwolenia o podstawowe dane dotyczgce rodzaju i parametréw instalacji
istotnych z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom.

Zmieniono punkt lll. pozwolenia dotyczacy warunkéw wprowadzania do srodowiska substancji
i energii w czasie normalnego funkcjonowania instalacji, usuwajac dane dotyczace nieistniejgcych
aktualnie instalacji i weryfikujac pozostaty tres¢ tego punktu. Z uwagi na to, ze $cieki wytwarzane
w instalacji nie s3 wprowadzane do wéd lub do ziemi lecz do kanalizacji innego podmiotu, usunigto
z treéci punktu lll, okreslajagcego warunki wprowadzania substancji do srodowiska, podpunkt I11.4.
Z uwagi jednak na obowigzek, wynikajacy z art.211 ust.6 pkt. 7 ustawy Pos$, okreslenia w pozwoleniu
zintegrowanym w ww. przypadku, danych dotyczacych ilosci stanu i sktadu $ciekéw przemystowych —
dane te umieszczono w odrebnym punkcie nr Illa. Natomiast tres¢ dotyczgca okreslenia punktéw
poboru $ciekdéw do badan jakosciowych umieszona zostata w punkcie VIII.1 dotyczagcym monitoringu
proceséw technologicznych. Niniejszg decyzjg wykreslono z pozwolenia punkt 111.6 okreslajacy
termin, od ktérego jest dopuszczalna emisja, wprowadzony do decyzji udzielajgcej pozwolenia
zintegrowanego nr D0S$.7222.17.2011.Tt z 26.08.2011 r. z uwagi na realizacje przez Fluorochemika
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Poland Sp. z 0.0. na terenie Kedzierzyna-Kozla nowych instalacji, bowiem aktualnie - instalacje ujete
w pozwoleniu zintegrowanym w wyniku niniejszej zmiany - s juz eksploatowane.

W niniejszej decyzji dokonano réwniez zmian w punkcie I1l.2. pn. ,Emisja odpadéw” w zakre5|e
dostosowanie decyzji do nowych uregulowan prawnych, wprowadzonych zapisami ustawy Prawo
ochrony srodowiska, w zakresie wytwarzania odpaddw.

Przedstawione w przediozonej dokumentacji rodzaje odpadéw przewidzianych do
wytworzenia zostaty sklasyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

Majac na wzgledzie art. 188 ust. 2b ustawy Pos, w pozwoleniu scharakteryzowano powstajgce
odpady, podajac ich podstawowy sktad chemiczny, wtasciwosci oraz okreslono ich ilo$¢ mozliwg do
wytworzenia w ciggu roku, a takze okreslono dopuszczalne sposoby gospodarowania wytworzonymi
odpadami oraz wyznaczono bezpieczne dla $rodowiska miejsca i sposoby ich magazynowania.
Okreslono réwniez numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer regon posiadacza odpaddw.

W przedmiotowej decyzji wtasciwosci odpaddw niebezpiecznych zostaty okre$lone zgodnie
z rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniajgcym zatgcznik 1ll do
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadéw oraz uchylajgcym
niektére dyrektywy (Dz. U. WE L.365/89).

Zaproponowany we wniosku sposéb postepowania z wytwarzanymi odpadami uznano za
prawidtowy z punktu widzenia ochrony srodowiska.

Wydajac przedmiotowg decyzje organ, zgodnie z wnioskiem strony, usungt z niej odpady, ktére
nie sg wytwarzane w zwigzku z eksploatacjg instalacji.

Organ nie przychylit sie do wniosku Strony i nie okreslit w pozwoleniu zintegrowanym
warunkéw wytwarzania odpadéw w budynku biurowym, tj. odpaddw o kodach: 16 02 13*, 16 02 14,
16 02 16 i 16 06 04, bowiem budynek ten, zgodnie z przepisami prawa, nie jest instalacjg, wiec
odpady wytwarzane w nim nie sg odpadami powstajgcymi w zwigzku z eksploatacjg instalacji.

Prowadzacy instalacje w przedtozonej dokumentacji dokonat inwentaryzacji wszystkich zrédet
hatasu (w zwigzku z wyzej opisanymi zmianami w instalacjach), z podziatem na zrédta zewnetrzne
emitujgce hatas bezposrednio do srodowiska i Zrédta wewnetrzne usytuowane w pomieszczeniach
produkcyjnych wraz z podaniem ich czasdw pracy w przewidywanych wariantach. We wniosku
stanowigcym podstawe do zmiany pozwolenia przedstawiono obliczenia rozprzestrzeniania sie
hatasu w srodowisku pochodzgcego od Zrédet zaktadu, z ktérych wynikato, ze oddziatywanie instalacji
nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw hatasu na najblizszych terenach objetych
ochrong akustyczng. Majgc na uwadze powyisze, w zmienionej tabeli nr 8, okreslonej w niniejszej
decyzji, zestawiono wszystkie zrédfa hatasu wraz z ich czasami pracy w czasie odniesienia rownym 8
najmniej korzystnym godzinom dnia (6:00-22:00) kolejno po sobie nastepujgcym lub 1 najmniej
korzystnej godzinie nocy (22:00-6:00). Na wniosek prowadzgcego instalacje organ zmienit réwniez
zapisy w tabeli nr 9 niniejszej decyzji poprzez wpisanie aktualnie obowigzujgcego rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku ( Dz.U. z 2014 r. poz. 112).

Z przepiséw rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie
wymagari z zakresu prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1542), wynika obowigzek prowadzenia pomiaréw poziomu hatasu, ktére
prowadzacy instalacje winien wykonywac z czestotliwoscig raz na dwa lata na terenach chronionych
ustalonych w tabeli nr 9 niniejszego pozwolenia.

W zwigzku z niewybudowaniem jednej instalacji i likwidacja jednej instalacji, objetych
dotychczas pozwoleniem zintegrowanym, niniejszg decyzja zmieniono réwniez zapisy dotyczace
gospodarki wodnej oraz gospodarki Sciekowej wykreslajgc instalacje do produkcji fluorku sulfurylu
oraz instalacje do produkcji wielosktadnikowego preparatu myjgcego (Decrust). Jednoczes$nie Zaktad
zweryfikowat dane dotyczace zuzycia wody na poszczegdlnych instalacjach.

27



Ponadto, zmieniono zapisy dotyczace odbiorcy Sciekdw z instalacji objetych pozwoleniem
zintegrowanym. Zrezygnowano w niniejszej decyzji z okreslania konkretnego Zaktadu odbierajacego
$cieki i zastgpiono informacjg, ze $cieki beda wprowadzane do kanalizacji nalezgcej do innego
podmiotu. Niemniej Zaktad ma obowigzek posiadania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku, gdy
w $ciekach wprowadzanych do kanalizacji nalezacej do innego podmiotu zawarte bedg substancje
szczegblnie szkodliwe dla sSrodowiska wodnego.

Zuwagi na to, ze instalacje, ktére w wyniku niniejszej zmiany objete sg pozwoleniem
zintegrowanym — sg juz zrealizowane i eksploatowane, zweryfikowano tre$¢ punktu IV pozwolenia,
dotyczacego uzasadnionych technologicznie warunkéw eksploatacyjnych odbiegajacych od
normalnych, w szczegdlnosci usuwajac tre$¢ dotyczacy dziatarn prowadzonych podczas rozruchu
instalacji przed oddaniem do uzytkowania.

Majac na uwadze zaktualizowane dane zawarte we wniosku, zweryfikowano jednoczesnie
tre$¢ punktu V.1. dotyczacego technicznych i organizacyjnych metod ochrony $rodowiska jako
catosci, wymaganych do stosowania oraz tre$¢ punktu V.2. dotyczacego stosowanych rozwigzan
zapewniajgcych ochrone powietrza, a takze nazwe punktu V.3. — biorac pod uwage tre$¢ art. 188 ust.
2b ustawy Po$. Zweryfikowano réwniez tre$¢ punktu VI pozwolenia, dotyczacego sposobdow
zapewnienia efektywnego wykorzystania energii, w ktérym niewlasciwie zawarte byly réwniez
dziatania dotyczace zapewnienia efektywnej gospodarki materiatowo-surowcowej — przenoszgc ww.
dziatania do nowego punktu V.7.

W punkcie V.4 dokonano zmiany polegajacej na rezygnacji ze wskazywania w pozwoleniu
zintegrowanym podmiotu bedacego wtascicielem urzgdzern kanalizacyjnych, do ktorych
wprowadzane sg $cieki powstajace z instalacji objetej niniejsza decyzja. Na wprowadzanie $ciekéw
technologicznych zawierajacych substancje szczegoélnie szkodliwe dla srodowiska wodnego Zaktad ma
obowigzek posiadaé¢ odrebne pozwolenie wodnoprawne, ktére dopiero bedzie wskazywac odbiorce
tych éciekdw. W tym punkcie przeredagowano réwniez tresci dotyczace czasu przysztego - w zwigzku
z tym, ze dotycza stanu juz istniejgcego.

Z przedtozonego wniosku oraz danych bedacych w posiadaniu organu wynika, ze w ramach
produkcji prowadzonej w instalacji do produkcji chlorku N,N-dimetylosulfamoilu (DMSCI), ktdra
zlokalizowana jest na tym samym terenie, co pozostate instalacje Oddziatu w Kedzierzynie-Kozlu, ale
objeta jest odrebnym pozwoleniem zintegrowanym, wykorzystywane sg surowce oraz otrzymywany
jest produkt, ktdre nalezg do substancji niebezpiecznych. Biorac pod uwage informacje zawarte we
wniosku oraz przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j (Dz.
U. z 2016 r., poz. 138), Fluorochemika Poland Sp. z 0.0. w Tarnowie — Oddziat w Kedzierzynie-KoZlu
zalicza sie do zaktadéw o duzym ryzyku wystgpienia powainej awarii przemystowej. Zaktad ma
opracowany program zapobiegania awariom, wewnetrzny plan operacyjno-ratowniczy i raport
o bezpieczeristwie. Prowadzacy instalacje zataczyt do wniosku m.in. decyzje nr 43/2016/WZ
Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 6 kwietnia 2016 r.,
zatwierdzajacg ,Raport o bezpieczeristwie” sporzadzony dla Fluorochemika Poland S.A. — Oddziatu
Kedzierzyn-Kozle. Powyzsze byto powodem zmiany tresci punktu VIl pozwolenia zintegrowanego.
Aktualnie nie okreslono sposobéw zapobiegania wystepowaniu i ograniczania skutkéw awarii oraz
postepowania w czasie wystapienia awarii, majac na uwadze przepis art. 211 ust.6 pkt. 9 ustawy Pos,
zgodnie z ktérym dane te okreéla sig, o ile zaktad nie zalicza sie do zaktadu o zwiekszonym lub
o duzym ryzyku wystapienia awarii.

Z uwagi na zmiany dotyczace ilosci eksploatowanych instalacji oraz z uwagi na dane zawarte
we wniosku dotyczgce m.in. gospodarki wodnej i proponowanych zmian dotyczacych monitorowania,
zweryfikowano réwniez tre$¢ punktu VIII. pozwolenia, w zakresie monitorowania procesow
technologicznych (w tym przeniesiono do tego punktu dane dotyczace usytuowania miejsc poboru
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$ciekow do badan) i monitorowania emisji substancji do powietrza. Oprécz usuniecia tresci
dotyczgcych nieistniejgcych instalacji, w zakresie monitorowania emisji substancji do powietrza
rozszerzono w niektorych przypadkach, na wniosek prowadzacego instalacje, metodyki wykonywania
pomiaréw oraz zweryfikowano dane dotyczace lokalizacji stanowisk do pomiaru wielko$ci emisji.

Ponadto organ wykreslit z pozwolenia obowiagzki wynikajgce wprost z przepiséw prawa —
dotyczace sprawozdawczosci z zakresu gospodarki odpadami oraz narzedzi, za pomocy ktérych
nalezy prowadzi¢ ewidencje odpadéw (tj. karty ewidencji odpaddw i karty przekazania odpadéw),
ktére byly ujete w punkcie VIII.3. pozwolenia. Monitoring wytwarzanych odpadéw prowadzgcy ma
obowigzek prowadzié¢ w oparciu o wazenie na wagach.

Z uwagi na wykorzystywanie i produkcje substancji powodujgcych ryzyko, majac na uwadze
obowigzek wynikajgcy z art. 208. ust. 2 pkt. 4a ustawy Po$, prowadzacy instalacje zawart we wniosku
analize potwierdzajgcg brak koniecznosci sporzadzenia raportu poczatkowego o stanie
zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd gruntowych substancjami powodujgcymi ryzyko. W analizie tej
zidentyfikowano substancje wykorzystywane lub uwalniane w procesie eksploatacji instalacji oraz
przedstawiono sposoby i miejsca ich magazynowania, stosowania i przemieszczania — wykazujac, ze
na terenie instalacji nie wystepuje istotne ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd gruntowych,
a stosowane $rodki zapobiegawcze zapewniajg zabezpieczenie gleby, ziemi i wéd gruntowych przed
zanieczyszczeniem.

Pozostate warunki pozwolenia zintegrowanego, okreslone w decyzji Marszatka Wojewddztwa
Opolskiego nr D0S.7222.17.2011.T z 26.08.2011 r. (ze zmianami), pozostaja bez zmian.

Opfata nalezna za wydanie niniejszej decyzji, zgodnie z pozycjq 1.53 zatgcznika do ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827), wynosi 10,00 zt (stownie ztotych: dziesiec).
Wopftaty w kwocie 506,00 zt (stownie ztotych: piecset szes¢) dokonano na konto Urzedu Miasta Opola nr 03 1160
2202 0000 0002 1515 3249 w dniu 6.04.2017 r.

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska, za posrednictwem Marszatka
Wojewddztwa Opolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuije:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Petnomocnik Fluorochemika Poland Sp. z 0.0. w Tarnowie —
Pani Katarzyna Janiec-Poprawa -
Fluorochemika Poland Sp. z 0.0. Oddziat Kedzierzyn-Kozle
ul. Energetykow 9
47-225 Kedzierzyn-Kozle

2. aa.
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